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Магнитная ловушка типа диполя в последнее время вызывает определенный интерес как альтернативная термоядерная система, в которой плазма устойчива вплоть до локальных значений ( превышающих единицу, а также ввиду простоты ее конструкции и предполагаемой «естественной» устойчивости плазмы при формировании профиля давления, удовлетворяющего критерию Б.Б.Кадомцева p~ (( dl/B) -5/3. На кафедре физики плазмы МИФИ создается установка для исследования плазмы, удерживаемой полем двух кольцевых катушек с током. Имеющаяся в наличии  вакуумная камера и источники питания предопределили основные параметры описываемой в докладе установки.

Оптимизация магнитной конфигурации с достаточным пробочным отношением внутри ограниченной сепаратрисой поверхности привела к системе с двумя соосными, находящимися в одной плоскости катушками. Все магнитные силовые линии вокруг внутренней катушки ограничиваются сепаратрисой, а две нулевые точки расположены на оси на расстоянии ( 27.2см от центральной плоскости катушек. Средние радиусы катушек равны: 11 и 18 см, а сечение 6 (8 см2 и 3(10 см2 соответственно. При токах 38кА во внутренней и 20кА во внешней катушках поле в пробке между ними составляет 0.19Тл. Для уменьшения потерь при выборе конфигурации стремились к тому, чтобы касательные к внутренней катушке магнитные силовые линии как можно меньше охватывали поверхность с напряжённостью 0.08Тл, на которой предполагается генерация плазмы при введении в установку СВЧ мощности на частоте 2, 45ГГц.

Катушки намотаны проводом диаметром 2мм и помещены в запаянные медные каркасы с каналами водяного охлаждения. Расчетная скорость нагрева ~ 2K/с, что позволяет поддерживать поле в течение десятков секунд. С целью уменьшения потерь опоры для поддержания  внутреннего кольца, токоподводы, а также каналы водяного охлаждения размещены в зазоре между катушками, где магнитное поле максимально.

Для генерации плазмы предусматривается использование магнетрона мощностью ~ 1кВт, а также поперечный разряд между внутренней катушкой и стенками камеры. Разработаны системы зондовой и оптической диагностики плазмы.

